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半导体设备行业点评 

从 ASML、Nikon、Canon年报看光刻机行业：EUV

已占 4成，逻辑客户主导光刻机需求长期高增长 
 

光刻机作为晶圆制造工艺最核心设备，相当于半导体的火车头，且因其被

ASML 垄断接近 90%的市场格局，其订单趋势、产品创新对全球半导体产

业具有前瞻性参考价值。 

 市场规模：2020年全球光刻机销量 413台，估计销售额 130多亿美元均创

历史新高。根据 ASML、Canon、Nikon公告，全球光刻机销量 413台，同

比增长 15%，按季度依次是 95台、95台、97台、126台，分别同比增长

19%、25%、8%、12%。参考 ASML单价，我们估计全球光刻机市场规模达

到 130多亿美元，同比增长 20%以上，且 2016-2020年全球光刻机市场规

模年均复合增长 23%。 

 市场增量：光刻机行业市场规模的增量主要来自 EUV，全球销量占比 27%

的 EUV与 ArF immersion占光刻机市场销售额的 82%。2020年 EUV光刻机

销量 31台占比 8%，销售额 55亿美元同比增长 76%，占光刻机市场规模

的比例为 41%；ArF i销量 80台占 19%，销售额估计 54亿美元同比下降 7%，

但占全球光刻机市场的 40%。ArF dry、KrF、i-line光刻机销量分别为 32台、

130台、140台，分别同比增长 3%、57%、25%，销量占比依次是 8%、31%、

34%，销售额占比依次是 5%、11%、3%。 

 竞争格局：ASML垄断约 90%光刻机市场。2020年 413台光刻机中，ASML

销售 258台占比 62%，Canon销售 122台（KrF、i-line）占比 30%，Nikon销

售 33台占比 8%，按销售额计算，ASML、Canon、Nikon的光刻机销售额占

比依次是 91%、3%、6%。2020年，EUV目前仅有 ASML制造供应；ArF immersion 

80台销量中 ASML销售了 68台占 85%，Nikon销售了 12台占 15%；ArF dry

光刻机 32销量中，ASML销售 22台占 69%，Nikon销售 10台占比 31%;KrF

光刻机行业销量 140台中，ASML占 79%，Canon占 19%，Nikon占 2%，i-line

光刻机销量中，ASML占 24%，Canon占 69%，Nikon占 6%。 

 客户结构：ASML逻辑客户收入贡献比例 7成，但存储客户的采购额 2020

年实现了同比正增长。2020年 ASML客户结构中，逻辑客户收入占比 72%，

存储客户收入占比仅为 28%但相比 2019年上升了 1个百分点。实际上，

逻辑客户 2020年收入 74亿欧元同比增长 8%，预计 2021年同比增长 10%

达到 82亿，存储客户 2020年收入 29亿欧元同比增长 14%，预计 2021年

同比增长 20%达到 35亿欧元，表明 3D Nand、DRAM等存储厂资本开支持

续恢复增长。 

 EUV光刻：2021年延续高增长势头，High-NA EUV光刻系统将始于 2nm、

2nm+等技术节点。2020年 ASML EUV收入 45亿欧元，同比增长 59%，预

计 2021年 EUV光刻机收入 58亿欧元同比增长 30%。尽管 EUV也将被用于

DRAM（尤其是 1a技术节点及以下），但 Logic先进制程仍是主要需求方。

High-NA EUV光刻系统将始于 N2、N2+技术节点，其量产时间表估计将是

2025-2026年。ASML将在 2022年完成第一台 High-NA  EUV光刻机系统的验

证，并计划在 2023年交付给客户。 

 风险提示：新产品工艺验证时间长且风险高，PE估值较高的风险，晶圆

制造项目可能遇到的技术及建设进度风险等。 
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1、市场规模：2020年全球光刻机销量 413台，估计销售额 130多亿美元均创历史

新高 

根据 ASML、Canon、Nikon公告，全球光刻机销量 413台，同比增长 15%，按季度依次是 95台、95台、

97台、126台，分别同比增长 19%、25%、8%、12%。 

 

图表 1. 光刻机全球年度销量及增速 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

图表 2. 光刻机全球单季度销量及增速 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

参考 ASML单价，我们估计全球光刻机市场规模达到 130多亿美元，同比增长 20%以上，且 2016-2020

年全球光刻机市场规模年均复合增长 23%。 
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图表 3. 光刻机全球市场规模及增速 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

2、市场增量：光刻机行业市场规模的增量主要来自 EUV，全球销量占比 27%的

EUV与 ArF immersion占光刻机市场销售额的 82% 

2020年 EUV光刻机销量 31台占比 8%，销售额 55亿美元同比增长 76%，占光刻机市场规模的比例为

41%；ArF i销量 80台占 19%，销售额估计 54亿美元同比下降 7%，但占全球光刻机市场的 40%。ArF dry、

KrF、i-line光刻机销量分别为 32台、130台、140台，分别同比增长 3%、57%、25%，销量占比依次是

8%、31%、34%，销售额占比依次是 5%、11%、3%。 

 

图表 4. 光刻机 2020年全球市场的产品结构 

EUV
8%

ArF 
immersio

n 
19%

ArF dry 
8%

KrF
31%

i-Line
34%

光刻机产品结构（销量）

EUV
41%

ArF 
immersio

n 
40%

ArF dry 
5%

KrF
11%

i-Line
3%

光刻机产品结构（金额）

 

资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   
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图表 5. 光刻机各类产品的历年全球销量（台） 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

图表 6. 光刻机各类产品的历年全球销量结构 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

i-Line

KrF

ArF dry

ArF i

EUV

 

资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   
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图表 7. 各类光刻机产品的历年全球销售额（亿美元） 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

图表 8. 各类光刻机产品结构（全球销售额计算） 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

3、竞争格局：ASML垄断约 90%光刻机市场 

2020年 413台光刻机中，ASML销售 258台占比 62%，Canon销售 122台（KrF、i-line）占比 30%，Nikon

销售 33台占比 8%。按销售额计算，ASML、Canon、Nikon的光刻机销售额占比依次是 91%、3%、6%。 
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图表 9. 光刻机 2020年全球市场的竞争格局 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

图表 10. 光刻机三大供应商历年销量（台） 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   
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图表 11. 光刻机历年竞争格局（按销量） 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

图表 12. 光刻机三大供应商的历年全球销售额（亿美元） 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   
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图表 13. 光刻机历年竞争格局（按销售额） 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

2020年，分产品来看： 

（1） EUV目前仅有 ASML制造供应； 

（2） ArF immersion 80台销量中 ASML销售了 68台占 85%，Nikon销售了 12台占 15%； 

 

图表 14. ArF immersion光刻机历年竞争格局 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

（3） ArF dry光刻机 32销量中，ASML销售 22台占 69%，Nikon销售 10台占比 31%； 
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图表 15. ArF dry光刻机历年竞争格局 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

（4） KrF光刻机行业销量 140台中，ASML占 79%，Canon占 19%，Nikon占 2%； 

 

图表 16. KrF光刻机历年竞争格局 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

（5） i-line光刻机销量中，ASML占 24%，Canon占 69%，Nikon占 6%。 
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图表 17. i-line光刻机历年竞争格局 
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资料来源：ASML、Canon、Nikon公告，中银证券   

 

4、客户结构：ASML逻辑客户收入贡献比例 7成，但存储客户的采购额 2020年实

现同比正增长 

2020年 ASML客户结构中，逻辑客户收入占比 72%，存储客户收入占比仅为 28%但相比 2019年上升

了 1个百分点。 

 

图表 18. ASML客户结构 
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资料来源：ASML公告、中银证券   

 

实际上，逻辑客户 2020年收入 74亿欧元同比增长 8%，预计 2021年同比增长 10%达到 82亿欧元。 
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图表 19. ASML逻辑客户采购光刻机金额及增速（亿欧元） 
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资料来源：ASML公告、中银证券   

 

存储客户 2020年收入 29亿欧元同比增长 14%，预计 2021年同比增长 20%达到 35亿欧元，表明 3D Nand

或 DRAM等存储厂资本开支持续恢复增长。 

 

图表 20. ASML存储客户采购光刻机金额及增速（亿欧元） 
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资料来源：ASML公告、中银证券   

 

5、EUV：2021年延续高增长势头，High-NA EUV光刻系统将始于 2nm、2nm+

等技术节点 

2020年 ASML EUV收入 45亿欧元，同比增长 59%，预计 2021年 EUV光刻机收入 58亿欧元同比增长

30%。 
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图表 21. EUV光刻机历年销量（台） 
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资料来源：ASML公告、中银证券   

 

图表 22. EUV光刻机历年销售额及增速（亿欧元） 
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资料来源：ASML公告、中银证券   
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图表 23. EUV光刻机历年单价变动（亿欧元/台） 
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资料来源：ASML公告、中银证券   

 

尽管 EUV也将被用于 DRAM（尤其是 1a技术节点及以下），但 Logic先进制程仍是主要需求方。High-NA 

EUV光刻系统将始于 N2、N2+技术节点，其量产时间表估计将是 2025-2026年。ASML将在 2022年完

成第 1台 High-NA  EUV光刻机系统的验证，并计划在 2023年交付给客户。 

 

5、风险提示 

新产品工艺验证时间长且风险高，PE估值较高的风险，晶圆制造项目可能遇到的技术及建设进度风

险等。 
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中        性：预计该行业指数在未来 6个月内表现基本与基准指数持平； 

弱于大市：预计该行业指数在未来 6个月内表现弱于基准指数。 

未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。 

 

沪深市场基准指数为沪深 300指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数
或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500指数。 
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本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。 
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可能出现上升或下跌。 
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